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表紙の絵
磁気圏型プラズマ実験装置RT-1に閉じ込めた高�プラズマの軟X線像．実線は超電導コイル，点線はX線CCDカメラ視野，鎖線は（１）2.45
と（２）8.2 GHzの ECH共鳴面．（a）２つのECHの比較．（b）ターゲット挿入による高エネルギー電子の探査．（c）超電導コイルを浮上させず
支持状態でプラズマ生成時，支持構造で高温電子が損失する．コイル浮上によりプラズマ圧力は飛躍的に上昇し，局所�は４０％，エネルギー
閉じ込め時間は 0.1 秒を上回る．（Haruhiko SAITOH et al., Plasma and Fusion Research Vol.4, 050 (2009) http://www.jspf.or.jp/PFR/）
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